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 “小型・高効率な次世代型ＲＦ電源によるハイクォリティパフォーマンス“ 

プラズマ発生用小型ＲＦ電源 

AVANCER（アバンサー）を新発売！ 
   －コンパクト・高効率を実現、さらに進化した安定性と信頼性－ 
 
 
■ 今回発売する新製品名 

高効率プラズマ発生用小型ＲＦ電源 

  
■ 主な用途 
半導体／液晶製造装置用プラズマ発生（エッチング／アッシング装置、ＣＶＤ装置） 
その他、各種プラズマアプリケーション 
 

■ 開発の背景 
    株式会社ダイヘン（本社：大阪市淀川区田川２丁目１番１１号、代表取締役社長 田

尻哲也）は、変圧器や溶接機・産業用ロボットの開発により培われてきたパワーエレ

クトロニクス技術・メカトロニクス技術を駆使し、１９８０年代後半から、半導体や

液晶製造プロセスに欠かす事のできないプラズマ発生用電源・整合器、クリーンロボ

ットを開発・販売し、業界の発展に貢献してまいりました。 
 昨今の半導体業界では「超微細化への対応」や「半導体チップの三次元化」が進め

られており、安定した製品品質を確保するために「プロセスコントロール」という、

極めて高度な「製造プロセスの再現性」が求められています。とりわけプラズマ発生

用電源整合器に対しては「安定かつ均一なプラズマ生成」をするための安定したＲＦ

電力供給が常に求められます。 
    これらのご要求に加え、近年では「省エネ」が重要視されています。今回、当社が

これまでに培ってきた技術を結集し、省エネに直結する「ＡＣ－ＲＦ変換効率」を大

幅に改善した次世代型ＲＦ電源を新発売致します。長年に渡り提唱している「ファイ

ンプラズマテクノロジー」で安定かつ均一なプラズマを低コスト・高効率な製品でご

提供致します。 
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■ 新製品の主な特長 
１．優れた出力直線性（設定値に対して±1%以内）と高い繰り返し精度を実現して

おり、特に不整合負荷時においても安定した電力供給が可能であるためプロセス

の再現性に有効です。 
２．独自の回路設計によりＡＣ－ＲＦ変換効率７５％を実現し、電力消費量は約６

０%低減（当社従来機比）致しました。半導体／液晶パネル製造工場の省エネに
大きく貢献いたします。 

３．コンパクト設計により、当社従来製品に比べて１／３の小型化を実現しながら、

当社独自の厳しい信頼性試験をクリアさせ、製品信頼性や量産安定性はそのまま

継承しています。全反射発生時にも定格出力の２０％まで許容できるタフネスも

備えています。 
４．インターフェースはアナログ I/Fに加え、RS232Cとデバイスネットを標準搭載。

フルデジタル制御による高速反射保護機能も搭載しています。 
５．当社製自動整合器と組み合わせることで最適化されたＲＦシステムを構築。整合

器は当社独自のアルゴリズムである「追値制御」方式を採用しており、反射係数

の大きさや位相を任意に設定可能、急な負荷変動へも高速追従致します。「ファ

インプラズマテクノロジー」で、より安定したＲＦ電力供給をお約束いたします。 

  

        出力直線性グラフ               AC－RF変換効率グラフ 

■ メーカー希望価格 
    ＡＶＡＮＣＥＲ(13.56MHz、3kW)   ２，４００，０００円 
    ＡＶＡＮＣＥＲ(13.56MHz、5kW)   ３，０００，０００円 
■ 発売日 

        ２０１１年１２月 
■ 問い合わせ先 

    株式会社ダイヘン 半導体機器カンパニー 企画部 菅根 正之 
    TEL：０６－６３９０－５５７５ 
    FAX：０６－６３０８－６３７２ 
    URL：http://www.daihen.co.jp/handoutai/ 
 
 

AC-RF変換効率(5kW)
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標準仕様 

 

 


